
35 nm – 50 nm領域用

Sc/Si多層膜オプティクス λ 発光のパルスハイパ

ワーレーザーには高反射ビーム

形とイメージングオプティクスが必

要です。スカンジウム／シリコンベー

スの多層膜がこの用途に適してい

ます。 多層膜オプティクスは、

～ 範囲のミラー、ビー

ムスプリッター、偏光子やモノクロ

メーターなどのアプリケーションに

使用できます。特殊バリア層が発

光と熱安定性および 多層膜

オプティクスの光学特性を増強さ

せるために使用されます。

• の レーザー用集光系、

イメージングオプティクス

• レーザープラズマの高次オーダーの
分離

• 分光

• 天文

• プラズマ物理

アプリケーション：

カスタマイズ：

• 特殊な 多層膜オプティクスの
設計、蒸着と性能特性

• 異なる材質へのコーティング（例　
セロデュア 、 、溶融石英、
シリコン）

• 曲率のある材質の横の厚み勾配の
実現

• 垂直入射での反射率：

• 波長： ～

• 入射角： ° ～ °

多層膜ミラーの反射率、 θ °
で測定

多層膜の マイクログラフクロス
セクション
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http://www.optoscience.com/

